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(54) Tile: PHOTO-ADDRESSABLE SUBSTRATES AND PHOTO-ADDRESSABLE SIDE-GROUP POLYMERS WITH HIGHLY
INDUCIBLE DOUBLE REFRACTION

(54) Bezeichnung: SCHNELL FOTOADRESSIERBARE SUBSTRATE SOWIE FOTOADRESSIERBARE SEITENGRUPPENPOLY-
MERE MIT HOHER INDUZIERBARER DOPPELBRECHUNG

(57) Abstract

It is possible to produce extremely rapidly photo-addressable storage media from inherently slowly photo-addressable polymers by
irradiating the substrates over a large area with a light source suitable for conventional inscription so that an optical anisotropy, i.e. a double
refraction with a preferential direction in the plane of the substrate, occurs. If the substrates prepared in this way are bricfly intensively
irradiated, the pattern is inscribed extremely rapidly and permanently. The invention also relates to novel side-chain polymers in which
high optical anisotropy can be generated by irradiation. This optical anisotropy is very heat stable.

(57) Zusammenfassung

Man kann extrem schnell fotoadressierbare Speichermedien aus den an sich langsam fotoadressierbaren Polymeren dadurch herstellen, |.
daB man die Substrate groBflachig mit ciner fiir das konventionelle Beschreiben geeigneten Lichtquelle bestrahlt, so daB sich cine optische
Anisotropie, d.h. eine Doppelbrechung mit einer Vorzugsrichtung in der Ebene des Substrats, ausbildet. Wenn man diese so vorbereiteten
Substrate kurzzeitig intensiv bestrahlt, wird das Muster extrem rasch und dauerhaft eingeschrieben, Die Erfindung betrifft auch neue
Scitenkettenpolymere, in denen durch Bestrahlung hohe optische Anisotropie erzeugt werden kann. Diese optische Anisotropie ist schr
thermostabil.




